
7. Essener Implantologietage
Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 13. und 14. Oktober 2017 fi nden die 7. Essener Implantologie tage 
statt, ein implantologisch-wissenschaftlicher Event, der sich in der Mitte 
des Ruhrgebietes etabliert hat. Das Hauptthema der Tagung lautet in 
diesem Jahr: Osseo- und Periointegration von Implantaten – Möglich-
keiten, Grenzen und Perspektiven.  
Als wissenschaftlicher Leiter der Veranstaltung freut es mich besonders,  
erneut renommierte Referenten für diese Veranstaltung gewinnen zu 
können. Das Vortragsprogramm am Samstag steht dabei wieder ganz 
im Zeichen der Kombination aus Wissenschaft und Praxis. Die Themen 
reichen von der Osseo- und Periointegration von Implantaten über Im-
plantate bei Mundschleimhauterkrankungen bis hin zur evidenzbasier-
ten Entscheidungsfi ndung in der Implantatprothetik. Die Tagung wird 
durch Seminare sowie ein interessantes Begleitprogramm für Helferin-
nen ergänzt, sodass das gesamte Praxisteam eingeladen ist und sich 
fortbilden kann. 
Mit dem ATLANTIC Congress Hotel haben wir wie in den letzten Jahren 
wieder einen Tagungsstandort, der gut erreichbar ist und Ihnen alle 
Voraussetzungen für einen persönlichen, kollegialen Austausch – neben 
aller fachlichen Gespräche und Diskussionen – in einer angenehmen 
 Atmosphäre bietet. 
Ich möchte Sie zu dieser hochwertigen und praxisrelevanten Ver-
anstaltung herzlich einladen und hoffe, Sie im Oktober 2017 in Essen 
 wieder begrüßen zu dürfen.

Ihr

Prof. Dr. Thomas Weischer
Wissenschaftliche Leitung
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Über 380 Seiten I Gesamtübersicht deutscher Implantologiemarkt I 
Diagnostik/Zahntechnik/Prothetik I Implantatsysteme (Kunststoff- 
implantate, Kurz- und Miniimplantate) I Knochenersatzmaterialien I 
Membranen I Chirurgieeinheiten I Piezo-Geräte I Navigations-
systeme I Vorstellungen Anbieter von A bis Z I Fachgesellschaften 
und Berufsverbände 
Jeder Teilnehmer am Hauptkongress Implantologie erhält das Jahr-
buch Implantologie 2017 kostenfrei.

Jahrbuch Implantologie Jahrbuch
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Mit dem Jahrbuch Implantologie 2016 legt die OEMUS MEDIA AG in der nunmehr 23. Aufl age 
das aktuelle und umfassend überarbeitete Kompendium zum Thema Implantologie in der 
 Zahnarztpraxis und im Dentallabor vor. Auf über 380 Seiten informieren renommierte Autoren 
aus Wissenschaft, Praxis und Industrie über die aktuellsten Trends und wissenschaftlichen 
 Standards in der Implantologie.

Zahlreiche Fallbeispiele und Abbildungen dokumentieren das breite Spektrum der Implantologie. 
Rund 160 relevante Anbieter stellen ihre Produkt- und Servicekonzepte vor. Thematische Markt-
übersichten ermöglichen einen schnellen und einzigartigen Überblick über  Implantatsysteme, 
Knochenersatzmaterialien, Membranen, Chirurgieeinheiten, Piezo-Geräte sowie Navigations-
systeme. Präsentiert werden bereits eingeführte Produkte sowie Neuentwicklungen. Zusätzlich 
vermittelt das Jahrbuch Wissenswertes über Fachgesellschaften und die Berufsverbände.  

Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an alle, 
die in der Implantologie eine vielversprechende Chance sehen, das eigene Leistungsspektrum 
zu erweitern. 

Erstmalig sind in dieser Ausgabe auch fortbildungsrelevante Fachartikel aufgenommen, für die 
jeweils zwei CME-Punkte erworben werden können.

 Preis zzgl. MwSt.: 69,00 €

Implantologie
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Freitag, 13. Oktober 2017
Pre-Congress
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Wissenschaftliche Leitung/Moderation: 
Prof. Dr. Thomas Weischer/Essen

09.00 – 09.10 Uhr Eröffnung

09.10 – 09.40 Uhr Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz/Wiesbaden 
 Wahl des Implantatdesigns bei systemischen 
 und lokalen Kompromittierungen 
 
09.40 – 10.20 Uhr Prof. Dr. Petra Scheutzel/Münster 
 Konventionelle Prothetik versus Implantat- 
 prothetik – evidenzbasierte Entscheidungs- 
 findung

10.20 – 10.30 Uhr Diskussion

10.30 – 11.00 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung

11.00 – 11.30 Uhr Prof. Dr. Dr. Adrian Kasaj, M.Sc./Mainz 
 Zahn vs. Implantat. Wann ist ein Zahn  
 hoffnungslos? 
 
11.30 – 12.00 Uhr Prof. Dr. Thomas Weischer/Essen 
 Wenn die Osseointegration weicht – Update  
 Therapie der Periimplantitis

Samstag, 14. Oktober 2017
Hauptkongress

Teilnahmemöglichkeit an folgenden Pre-Congress Seminaren: 
 
14.00 – 18.00 Uhr Seminar  (Inhalt siehe Seite 10)  
  Neue Patienten durch richtiges   
  Online-Marketing   
 
14.00 – 18.00 Uhr Seminar  (Inhalt siehe Seite 11)  
  ENDO UPDATE – Basiskurs  
     
14.00 – 18.00 Uhr Seminar  (Inhalt siehe Seite 12)	 
  UPDATE Biologische Zahnheilkunde – 
  Spezialistenkurs    
    
15.00 – 18.00 Uhr Seminar  (Inhalt siehe Seite 13)  
	  Notfallseminar 



12.00 – 12.30 Uhr Dr. Thomas Hanser/Olsberg* 
 Osseo- und Periointegration von Implantaten 
 bei vertikaler Kieferkammaugmentation im  
 Ober- und Unterkiefer 
 
12.30 – 12.45 Uhr Diskussion

12.45 – 13.45 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung 
 
13.45 – 14.15 Uhr Prof. Dr. Torsten W. Remmerbach/Leipzig 
 Mundschleimhauterkrankungen und  
 zahnärztliche Implantate 
 
14.15 – 14.45 Uhr Prof. Dr. Michaela Bayerle-Eder/Wien 
  Hydraulischer, minimalinvasiver Sinuslift unter 

hohem Druck, kontrolliertem Ersteintritt,  
schonender Anhebung der Schleimhaut und  
mit computerunterstützendem Feedback-  
Mechanismus

14.45 – 15.15 Uhr Dr. Dr. Branislav Fatori/Essen 
 Co-Autorin: Dr. Inge Schmitz/Bochum 
 Herausforderungen bei implantologischer  
 Behandlung von Extremrauchern

15.15 – 15.30 Uhr Diskussion

15.30 – 16.00 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung

16.00 – 16.30 Uhr Dr. Arzu Tuna/Attendorn, Köln 
 Der natürliche Erhalt des Emergenzprofils. 
 Prävention statt Rekonstruktion

16.30 – 17.00 Uhr Dr. Umut Baysal/Attendorn, Köln 
 Der natürliche Erhalt des Emergenzprofils. 
 Klinische Umsetzung im Alltag

17.00 – 17.15 Uhr Abschlussdiskussion 
 
 
ab 09.00 Uhr PARALLELPROGRAMM 
 Seminar  (Inhalt siehe Seite 14)  
 ENDO UPDATE – Fortgeschrittenenkurs 
  
 Seminar  (Inhalt siehe Seite 15) 
 UPDATE Biologische Zahnheilkunde – 
 Masterclass

5* Mit freundlicher Unterstützung der Firma Dentsply Sirona Implants.


